POLSKA
RZEGZPOSPOLITA
LUDOWA

OPIS PATENTOWY

94454

Patent dodatkowy

do patentu
Zgloszono:
Pierwszenstwo:
URZAD
PATENTOWY Ooublikomane
ublikowano:
PRL P

04.VIL.1966 (P 115 417)

20.XTI.1967

Kl 21 g, 11/02

MKP HO011 '?/00
,,_&;)YTELNIA

Llcg

Wspéltwércy wynalazku: mgr inz. Michal Korwin-Pawlowski, Andrzej

Rybkowski

Wiasciciel patentu: Polska Akademia Nauk (Instytut Podstawowych
Probleméw Techniki) Warszawa (Polska)

Potskle) Rzeervip. o v

| Bapag

Urzadzenie do oczyszczahia powierzchni pélprzewodnika
w wyladowaniu jarzeniowym
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Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do
oczyszczania powierzchni pélprzewodnika w wy-
ladowaniu jarzeniowym zawierajace maske i po-
jemnik do naparowywania metalu.

W stosowanych dotychczas rozwigzaniach, oczy-
szczanie powierzchni péiprzewodnika odbywa sie
za pomocg wyladowania jarzeniowego w rozrze-
dzonym gazie. Wyladowanie to zachodzi pomiedzy
dwoma specjalnymi elektrodami metalowymi, z
ktéorych jedna polgczona z ujemnym biegunem
zrodla napiecia (katoda) spelnia jednocze$nie role
zasobnika, podstawki lub uchwytu do umieszcza-
nia materialu czyszczonego. Bombardujgce ma-
terial jony, stanowia czynnik oczyszczajacy, przy
czym ich prad rozdziela sie na prad plynaéy przez
material czyszczony i na prad plynacy przez me-
talowa czesé katody, na czym cierpi intensyw-
no$é i wydajno$§é czyszczeh oraz czas trwania pro-
cesu.

Celem wynalazku jest opracowanie urzadzenia
wiekszej wydajno$ci czyszczenia.

Cel ten zostal osiggniety przez zastosowanie
urzadzenia wedlug wynalazku, w ktérym mate-
rial przeznaczony do czyszczenia umieszcza sie
w kasecie wykonanej z materialu o wlasciwos$-
ciach dielektryka (kwarc, szklo, ceramika, korund)
a potencjal ujemny doprowadza sie bezpoS$rednio

do pélprzewodnika, uzyskujgc to, ze prad jono-

wy plynacy podczas wyladowania jest wykorzy-
stywany do czyszczenia. Ponadto, dzieki wyelimi-
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nowaniu z konstrukcji pojemnika metalu, beda-
cego na potencjonale katody, unika sie napylania
go na powierzchnie czyszczong, co mialo miejsce
w dotychczas stosowanych sposobach.

Urzadzenie do wykonywania sposobu wediug
wynalazku jest tytulem przykladu wykonania
przedstawione na rysunku, na ktérym fig. 1 przed-
stawia kaset¢-maskownice w przekroju pionowym
w widoku z boku, fig. 2 — pierS§ciei bieguna do-
datniego napiecia (anoda), fig. 3 — Zrédlo ma-
terialu naparowywanego.

Urzadzenie stanowi kaseta-maskownica 1 za-
opatrzona w material pélprzewodnikowy 2 osa-
dzony w gnieZdzie lub gniazdach 6, ktdérego po-
wierzchnia niezaslonieta przez kasete-maskowni-
ce 1 od strony anody podlega oczyszczeniu oraz
kontakt lub kontakty 3 doprowadzajace napiecie
o znaku ujemnym, druga elektroda 4 stanowiaca
biegun dodatni napiecia (anode), Zrédlo 5 materia-
tu naparowywanego i otwér lub otwory 7. Ksztalt
i wielkosé otworu 7 jest tak dobierana, aby od-
powiadala $ci§le powierzchni oczyszczonej, na kto-
ra nastepnie napyla si¢ inny material.

Otwor 7 ogranicza wiec SciSle wielko$§é czysz-
czonej powierzchni oraz w trakcie napylania za-
rewnia uzyskanie warstwy o powtarzalnych wy-
miarach.

Zastrzezenie patentowe

Urzadzenie do oczyszczania powierzchni péiprze-
wodnika w wyladowaniu jarzeniowym znamienne
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tym, ze stanowi je kaseta-maskownica (1) wyko-
nana z materiatu dielektrycznego z gniazdem lub
gniazdami (6) na material poéiprzewodnikowy (2),
do ktorego doprowadzony jest kontaktem lub
kontaktami (3) potencjat ujemny w stosunku do
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anody (4), przy czym czolowy otwor lub otwory
(7) kasety-maskownicy (1) stanowig réwnoczes$nie
maski umozliwiajgce nalozenie ze zrédia (5) cien-

- kich warstw materialéw na oczyszczong powierz-

chnie péiprzewodnika (2).
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